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Cirrus & Nimbus - Atmosferyczne
urzadzenia plazmowe

Cirrus i Nimbus to odpowiednio pojedynczy i podwdjny system obrdbki plazmowej, idealnie
nadajagcy sie do aktywacji powierzchni, czyszczenia plazmowego i modyfikacji szerokiej gamy
materiatéw, w tym polimerdw, metali, szkta i ceramiki.

Oba modele sg niezwykle proste w obstudze za pomoca dotykowego panelu przedniego, ale mogg
by¢ réwniez pofaczone z zewnetrznym sprzetem sterujagcym za pomoca tylnego ztgcza Sub-D,
zapewniajgc ptynng wspétprace z liniami produkcyjnymi.

Nimbus i Cirrus do pracy wymagajg jedynie sprezonego suchego powietrza. Wbudowany
kompaktowy sterownik posiada zintegrowany regulator przeptywu powietrza, dzieki czemu do
sterowania nie s3 wymagane zadne dodatkowe urzadzenia.

Urzadzenia obejmujg szeroki zakres obrébek materiatow, w tym:

e (Czyszczenie plazmowe

e Aktywacja powierzchni plazma w celu poprawy przyczepnosci
e Polimery inzynieryjne, w tym PEEK

e  Ptytki drukowane (PCB)

o Metale

e Ceramika
e Szkto

e PTFE
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Przykfad czyszczenia plazmowego:

Materiat: HDPE | Plazma atmosferyczna | 90 sekund
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Przed obrébka plazmowa Po obrdébce plazmowej

CIRRUS NIMBUS

Wymiary (mm) 483 x 117 x 451 483 x 117 x 451

Waga 10 kg uwzgledniajac dysze 12 kg uwzgledniajac 2 dysze

Podtaczenie 3 metrowy kabel podtaczany z tytu = 2x 3 metrowe kable podtaczane z
zasilacza tytu zasilacza

Szerokos¢ aplikacji 10-12 mm 10-12 mm kazda z dysz

Moc plazmy 300W 2x 300W

Czestotliwo$¢ napiecia 40 kHz 40 kHz
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